Nazev verejné
zakazky:

Dodavka 3D tiskarny véetné tiskového materialu pro projekt
NTIS

Oduvodnéni stanoveni zakladnich a dil¢ich hodnoticich kritérii a zpusobu hodnoceni
nabidek ve vztahu K potrebam veiejného zadavatele podle § 156 odst. 1 pism. d)

zakona ¢. 137/2006 Sb., o veiejnych zakazkach, v platném znéni

Ekonomicka vyhodnost nabidky:

Dilci hodnotici Kritéria:

Nabidkova cena celé zakazky

vaha 60%

Zadavatel se pfiklani k hodnoceni nabidek uchazect na zéklade
ekonomické vyhodnosti nabidky, nebot’ hodnoceni podle nize
uvedeného poméru dil¢ich hodnoticich kritérii umozni
zadavateli pln€ dosahnout nejvyssi mozné miry uzitné hodnoty
ve vztahu k pfedmétu plnéni vefejné zakazky a k jeho cené,
¢imz dojde k naplnéni pozadavki na transparentni,
hospodarné, ucelné a efektivni vynakladani finan¢nich zdroja
z fondt EU.

Zadavatel stanovil dil¢imu hodnoticimu kritériu vahu 60% v
souladu s platnymi Pravidly pro vybér dodavatelti v ramci OP
VaVpl, ktera stanovuji minimalni vahu tohoto dil¢iho kritéria
(55%).

Nabidce s nejnizsi nabidkovou cenou za celou zakazku (3D
tiskarna, poZzadované mnozstvi materialu pro tisk, pozadované
mnozstvi podptrného materialu nebo jeho ekvivalentu) ze
vSech hodnocenych nabidek bude pfifazeno 100 bodt, kazdé
nabidce s vys§i nabidkovou cenou potom pocet bodu, ktery
odpovida vzorci

nejniZsi nabidkova cena
hodnocena nabidkova cena

100 x

Takto ziskany pocet bodli bude vynasoben koeficientem 0,60
(vaha hodnoticiho kritéria)




Nejlepsi rozliSeni tisku na
poZadovaném tiskovém prostoru v
ose X

vaha 15%

Nejlepsi rozliSeni tisku na
poZadovaném tiskovém prostoru v
oseY

vaha 15%

Zadavatel stanovil tomuto dil¢imu hodnoticimu kritériu vahu
15%.

V ramci tohoto dil¢iho hodnoticiho kritéria bude hodnocena
hodnota rozliSeni tisku na pozadovaném tiskovém prostoru v ose
X uvedend v DPI. Pozadované rozliSeni musi byt dodrzeno v
celém tiskovém prostoru 3D tiskarny.

Nabidce s nejvyssim rozliSenim tisku na pozadovaném tiskovém
prostoru v ose X ze vSech hodnocenych nabidek bude pfitazeno
100 bodi, kazdé nabidce s niz$im rozlisenim tisku potom pocet
bodu, ktery odpovidé vzorci:

hodnocené rozliseni tisku v ose X [DPI]

100x — ; ;
nejvyssi rozliseni tisku v ose X [DPI]

Takto ziskany pocet bodi bude nasledné vynasoben
koeficientem 0,15 (vaha dil¢iho kritéria).

Odtivodnéni kritéria:
Vyssi hodnota rozliSeni v DPI zaruci kvalitni tisk prototypovych
funk¢nich dili a pohledovych modeli.

Zadavatel stanovil tomuto dilé¢imu hodnoticimu kritériu vahu
15%.

V ramci tohoto dil¢itho hodnoticiho kritéria bude hodnocena
hodnota rozliseni tisku na pozadovaném tiskovém prostoru v ose
Y uvedend v DPI. Pozadované rozliSeni musi byt dodrzeno v
celém tiskovém prostoru 3D tiskarny.

Nabidce s nejvyssim rozliSenim tisku na pozadovaném tiskovém
prostoru v ose Y ze vSech hodnocenych nabidek bude ptitfazeno
100 bodu, kazdé nabidce s nizSim rozlisSenim tisku potom pocet
bodu, ktery odpovida vzorci:

100 hodnocené rozliSeni tisku v ose Y [DPI]

nejvyssi rozliseni tisku v ose Y [DPI]

Takto ziskany pocet bodi bude nasledné vynasoben
koeficientem 0,15 (vaha dil¢iho kritéria).

Odtvodnéni kritéria:
Vys$i hodnota rozliSeni v DPI zaruci kvalitni tisk prototypovych
funk¢nich dili a pohledovych modeli.




Nejlepsi rozliSeni tisku na
poZadovaném tiskovém prostoru v
ose Z

vaha 10%

Zadavatel stanovil tomuto dil¢imu hodnoticimu kritériu vahu
10%.

V ramci tohoto dil¢iho hodnoticiho kritéria bude hodnocena
hodnota rozliSeni tisku na pozadovaném tiskovém prostoru v ose
Z uvedend v DPI. Pozadované rozliSeni musi byt dodrzeno v
celém tiskovém prostoru 3D tiskarny.

Nabidce s nejvyssim rozliSenim tisku na pozadovaném tiskovém
prostoru v ose Z ze vSech hodnocenych nabidek bude ptitfazeno
100 bodi, kazdé nabidce s niz$im rozlisenim tisku potom pocet
bodu, ktery odpovida vzorci:

hodnocené rozliSeni tisku v ose Z [DPI]
100 x

nejvyssi rozliseni tisku v ose Z [DPI]

Takto ziskany pocet bodi bude nasledn¢ vynasoben
koeficientem 0,10 (vaha dil¢iho kritéria).

Odtivodnéni kritéria:
Vys8i hodnota rozliSeni v DPI zaruci kvalitni tisk prototypovych
funk¢nich dili a pohledovych modeli.




